
　ナノ加工装置 NEOシリーズは、パルステック工業の光ディスク技術を元に開発された
装置です。真空設備が不要なため、低コストで小型な装置となっています。
また直接描画であるためマスクを不要とし、装置構成の自由度の高さから、大面積描
画に優れています。

　レジストを成膜したワークを回転させながら、ナノメーターサイズの露光　（加工）を、 高
速・大面積で行うことが可能です。光源に可視光半導体レーザを使用することで、大気
中で露光（加工）を行うことができ、従来の描画装置に比べ、小型化・低コスト化を実現
しました。また、高速オートフォーカス機能を有しており、うねりのある面、曲面（ロール）に
対しても均一な露光（加工）を可能としました。
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フイルム転写結果

露光・金型製作サービス

ラインラインラインライン幅幅幅幅：：：：2222umumumum

深深深深ささささ：：：：1.31.31.31.3umumumum

弊社所有弊社所有弊社所有弊社所有デモデモデモデモ機機機機((((ＮＥＯ－ＮＥＯ－ＮＥＯ－ＮＥＯ－１０００１０００１０００１０００))))にてにてにてにて露光致露光致露光致露光致しますしますしますします。。。。
協力協力協力協力メーカーにてエッチング・メーカーにてエッチング・メーカーにてエッチング・メーカーにてエッチング・電鋳金型製作電鋳金型製作電鋳金型製作電鋳金型製作もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。

露光仕様

露光例

＊＊＊＊上記以外上記以外上記以外上記以外のののの仕様仕様仕様仕様（（（（形状形状形状形状（（（（MothMothMothMoth----eye)eye)eye)eye)・・・・サイズサイズサイズサイズ等等等等））））についてもについてもについてもについても、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。
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平板サンプル
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小型ロールサンプル

製作例

電鋳金型サンプル（切り抜き） 小型ロールインプリントモールド

電鋳表面形状


